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@ Abschirmungs- und Positionierrahmen 

Die Erf in dung bezieht sich auf einen Abschirmungs- und 
Positionierrahmen fur Lerterplatten in Tauchgalvanisieran- 
tagen. der eine mit dem First (1) nach unten weisende dach- 
formig ausgebildete Blende (2) aufweist. die in vertikaler 
Richtung durch seitlich angebrachte Lappen (3) in senkrech- 
te Schlitte (4) einer Halterung (6) gefuhrt ist. In der Grund- 
stellung befindet sich die Blende auf der Badoberflache. 
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Patcnianspruch 

Abschirmungs- und Positionierrahmen fur Leiter- 
olatten in Tauchgalvanikanlagen, dadurch gekenn- 
Ki daC eine mit dem First (1) nach unten 5 
weisende dachformig ausgebildete Blende (2), die in 
vertikaler Richtung durch seitlich angebrachte 
Unpen (3) i" senkrechten Schlitzen (4) einer Halte- 
rune (6) gefuhrt ist. vorgesehen ist. die sich in ihrer 
Grundstellung auf der Badoberflache befindet. und ,0 
die unterhalb des Galvanisierguies angeordnet 1st 
und beim Tauchvorgang von diesem mitgenommen 
wird. 



Beschreibung 



is 



Die Erfmdung betrifft einen Abschirmungs- und Posi- 
tionSrrahrnen fur Lei.erplatten in Tauchgalvams.eran- 

'^Brim Galvanisierenvon Leiterplatten im Tauchver- 20 
fahren isTd e galvanische Abscheidung der Metalle im 
Randbereich der Nutzen haufig h6her als im inneren 
EeVeicTund es kann bei Anwendung haherer Strom- 
Hichten zu Anbrennungen kommen. 

tiher wurden Rahmen aus leitendem Material an 25 
den Warentrager um die Nuuen befestigt D.ese Rah- 
men werden metallisien und mussen nachher wieder 

TuS l bfder W ErtLg ist es daher. einen Abschir- 
mungs und Positionierrahmen zu schaffen. durch den 30 
das iXngen zusatzlicher Rahmen um die Nutzen 

"Sr^su^fdieser Aufgabe wird gemaB der Erfin- 
dune der Abschirmungs- und Positionierrahmen derart 
ausgebildeu daB eine mit dem First nach unten we.sende 35 
dS mig ausgebildete Blende, die in vertikaler Rich- 
?ung drchfseitL angebrachte Lappen in senkrechten 
Schlitzen einer Halterung gefQhrt «st,vorgesehen ist, die 
sS in ihrer Grundstellung auf der Badeoberflache be- 

ndet und die unterhalb des Galvanisierguies angeord- 40 
neY ist und beim Tauchvorgang von diesem mitgenom- 

m Durelfdiese MaBnahmen wird eine Abschirmung des 
unteren Nutzenrandes gegenuber erhShter Stromdichte 
eVrSt. AuBerdem erfolgt eine exakte Pos.uon.emng 45 
?es ganzen Nutzens beim Galvanisieren, da djeser nun 
Si? nur an der Ober- sondern auch an der Unterse.te 
gefflhrtTsu Auch dies tragi wesentlich zur gle.chmaB.ge- 
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rahmens in Vorderanskht, 

Fig 2 die Blende in Seitenansicht und 
F12. 3 die Blende von unten gesehen. 55 
Die Blende 2 ist dachformig ausgebildet und mit in- 
rem First I nach unten an der Badoberseite angeordnet 
An be den Seiten weisi sie Lappen 3 auf. die in Schht.en 
4 einer Hai.erung 6 gefuhrt sind. Die Firstkante ist zu 
einer rechteckformigen Nut erwei.eru In Grundstenung 60 
befindet sich die Blende auf ^r Badoberflache. Be.m 
Eintauchen des an seiner oberen Se.te : befest.gter GaU 
vanisiergutes tauchendie Nutzen mit 'l)rer Unierseue in 
die Blende 2 ein und werden dort zugleich gefuhrt und 
Mhmef 1 die Blende entsprechend der Eintaucht.efe « « 
den Elekirolyten mit 
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